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研究者から

一言

赤外線集中加熱浮遊帯溶融(FZ)法が工業的製法の一つとして認知され
ることを目標に結晶育成技術の開発ならびに機能性単結晶材料の開発
に取り組んでいます。

■応用物性・結晶工学 (結晶成長) 

■無機工業材料 (無機化学) 

＜専門分野＞

シリコン、アルミン酸カルシウム、
酸化チタン、銅酸化物超伝導体など

新開発のFZ法では、
育成結晶の高品質化と大口径化の両立
が可能！！！

単結晶育成の実績

を中心に、

機能性結晶の単結晶育成および単結晶育成
技術の開発を行っています。

結晶育成技術開発の実績

ドーナツ型FZ法、非等方加熱FZ法、
強磁場FZ法など
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従来FZ法の欠点の多くを克服でき、工業的製法とし
ての可能性が見出されています。

育成法
特徴

新規
FZ法

従来
FZ法

工業的に広く用いられている方法

ベルヌイ法 Cz法 ブリッジマン法

大口径化 ○ △ ○ ◎ ◎

坩堝の消耗 ◎ ◎ ◎ △ △

偏析制御 ◎ ◎ ○ △ △

結晶欠陥制御 ◎ ○ △ ○ ○

界面形状制御 ◎ △ △ ○ △

・従来の工業的製法で育成が困難な結晶材料の開発

・既存の結晶材料の高品質化

などに新たに取り組めるチャンスを求めています。

上記以外の提案も、是非お待ちしております。
お気軽にご連絡ください。

は、従来に比べて大口径化が
比較的容易な赤外線加熱の浮遊帯域溶融法です。

＜この特徴を生かした提案例＞

調和溶融化合物単結晶の偏析制御と大口径化

分解溶融化合物単結晶の大口径化

光学結晶の欠陥制御と大口径化

導電性結晶の欠陥制御と大口径化


